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(54)实用新型名称

一种透明OLED显示基板及显示模组

(57)摘要

本实用新型提供了一种透明OLED显示基板

及显示模组，该OLED显示基板包括基底、设于所

述基底上的阳极层、设于所述阳极层上的有机发

光层、设于所述有机发光层上的阴极层和设于所

述有机发光层一侧的绝缘层；所述阴极层为金属

阴极层，所述绝缘层朝向所述有机发光层一侧形

成斜坡、所述阴极层从所述有机发光层上通过所

述斜坡延伸至所述绝缘层上，所述斜坡的倾斜角

度小于二十度。本实用新型的OLED阴极层在通过

所述斜坡延伸至绝缘层时可以有效保证阴极层

的连续性，避免因爬坡过大带来的不连续成膜，

有效保证了阴极层不会出现局部电阻过大，提高

亮度均匀性，提高产品的显示质量。
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1.一种透明OLED显示基板，其特征在于，包括基底、设于所述基底上的阳极层、设于所

述阳极层上的有机发光层、设于所述有机发光层上的阴极层和设于所述有机发光层一侧的

绝缘层；所述阴极层为金属阴极层，所述绝缘层朝向所述有机发光层一侧形成斜坡、所述阴

极层从所述有机发光层上通过所述斜坡延伸至所述绝缘层上，所述斜坡的倾斜角度小于二

十度。

2.根据权利要求1所述的透明OLED显示基板，其特征在于，所述阴极层的厚度小于200 

Å。

3.根据权利要求1所述的透明OLED显示基板，其特征在于，所述绝缘层为PSPI。

4.根据权利要求3所述的透明OLED显示基板，其特征在于，所述绝缘层固化成膜后的厚

度为0.2~1.3μm。

5.根据权利要求3所述的透明OLED显示基板，其特征在于，所述绝缘层的透过率大于或

等于90%。

6.根据权利要求1所述的透明OLED显示基板，其特征在于，所述阳极层的厚度为800~
2200Å。

7.一种透明OLED显示模组，其特征在于，包括权利要求1-6任一项所述的透明OLED显示

基板。
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一种透明OLED显示基板及显示模组

技术领域

[0001] 本实用新型涉及了显示技术领域，特别是涉及了一种透明OLED显示基板及显示模

组。

背景技术

[0002] 透明的显示器能够给用户带来全新的视觉感受，现在通过OLED技术制成的透明显

示器画面更加逼真、生动。为了实现透明显示，现有的透明OLED基板需要使用透明的TCO薄

膜或者金属薄膜来分别制作阳极层和阴极层。现有的阴极层既有使用TCO材料如ITO等制

成；也有采用金属材料制成。现有的使用ITO材料作为阴极层的方案，由于ITO材料的导电机

理决定需要通O2控制载流子浓度，而O2会影响有机层质量，使OLED性能劣化。现有的使用金

属材料作为阴极层的方案，为了保证产品的高透性能（透过率大于70%），往往需要减薄阴极

层的厚度；而减薄的金属膜容易受到OLED基板中绝缘层高度的影响，形成不连续膜，导致局

部电阻大，造成亮度不均匀的问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种透明OLED显示模组，它可以使用金属

阴极层来避免使用ITO作为阴极带来的对有机发光层的影响，提高显示效果；而且能解决阴

极层因绝缘层高度影响带来的不连续成膜，有效保证了阴极层不会出现局部电阻过大，提

高亮度均匀性。

[0004] 为了解决以上技术问题，本实用新型提供了一种透明OLED显示基板，包括基底、设

于所述基底上的阳极层、设于所述阳极层上的有机发光层、设于所述有机发光层上的阴极

层和设于所述有机发光层一侧的绝缘层；所述阴极层为金属阴极层，所述绝缘层朝向所述

有机发光层一侧形成斜坡、所述阴极层从所述有机发光层上通过所述斜坡延伸至所述绝缘

层上，所述斜坡的倾斜角度小于二十度。

[0005] 作为本实用新型的一种优选方案，所述阴极层的厚度小于200  Å。

[0006] 作为本实用新型的一种优选方案，所述绝缘层为PSPI。

[0007] 作为本实用新型的一种优选方案，所述绝缘层固化成膜后的厚度为0.2~1.3μm。

[0008] 作为本实用新型的一种优选方案，所述绝缘层的透过率大于或等于90%。

[0009] 作为本实用新型的一种优选方案，所述阳极层的厚度为800~2200Å。

[0010] 进一步地，还提供了一种透明OLED显示模组，包括以上任一项所述的透明OLED显

示基板。

[0011] 作为本实用新型的一种优选方案，所述盖板朝向所述透明OLED显示基板一侧还设

有干燥剂。

[0012] 本实用新型具有如下技术效果：本实用新型提供的一种透明OLED显示基板及显示

模组通过设置金属阴极层，从而可以有效避免使用ITO作为阴极带来的对有机发光层的影

响，提高显示效果；而且由于在绝缘层上设置朝向有机发光层的斜坡且斜坡角度小于二十
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度，从而使阴极层在通过所述斜坡延伸至绝缘层时可以有效保证阴极层的连续性，避免因

爬坡过大带来的不连续成膜，有效保证了阴极层不会出现局部电阻过大，提高亮度均匀性，

提高产品的显示质量。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例的附图作简单

地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅涉及本实用新型的一些实施例，而非对本实用

新型的限制。

[0014] 图1为本实用新型提供的一种透明OLED显示基板的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型提供的一种透明OLED显示模组的结构示意图。

具体实施方式

[0016] 为使本实用新型的目的，技术方案和优点更加清楚，下面结合附图对本实用新型

实施方式作进一步详细说明。显然，所描述的实施例是本实用新型的一部分实施例，而不是

全部的实施例。基于所描述的本实用新型的实施例，本领域普通技术人员在无需创造性劳

动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 实施例一

[0018] 如图1所示，其显示了本实用新型提供的一种透明OLED显示基板100，该透明OLED

显示基板100，包括基底1、设于所述基底1上的阳极层2、设于所述阳极层2上的有机发光层

3、设于所述有机发光层3上的阴极层4和设于所述有机发光层3一侧的绝缘层5；所述阴极层

4为金属阴极层，所述绝缘层5朝向所述有机发光层3一侧形成斜坡、所述阴极层4从所述有

机发光层3上通过所述斜坡延伸至所述绝缘层5上，所述斜坡的倾斜角度θ小于二十度。优选

地，在本实施例中，所述阴极层4的厚度小于200  Å。较小厚度的阴极层4能够有效保证透光

性能，提高产品质量。

[0019] 这样，通过设置金属阴极层4，具体地，可以使用Al、Ag或Mg等金属的合金材料制作

阴极层4，从而可以有效避免使用ITO作为阴极带来的对有机发光层3的影响，提高显示效

果；而且由于在绝缘层5上设置朝向有机发光层3的斜坡且所述斜坡的倾斜角度θ小于二十

度，从而使阴极层4在通过所述斜坡延伸至绝缘层5时可以有效保证阴极层4的连续性，避免

因爬坡过大造成的不连续成膜，有效保证了阴极层4不会出现局部电阻过大，提高亮度均匀

性，提高产品的显示质量。

[0020] 具体地，所述绝缘层5可以为负性光阻。在本实施例中，所述绝缘层5优选为PSPI，

所述绝缘层5固化成膜后的厚度为0.2~1.3μm，透过率优选为大于或等于90%，这样设置有效

使得OLED显示基板的透光效果。在本实施例中，所述阳极层的厚度可以为800~2200Å。

[0021] 实施例二

[0022] 本实施例提供了一种透明OLED显示模组，包括实施例一所述的透明OLED显示基板

100。具体地，如图2所示，还可以包括设于所述透明OLED显示基板100上的盖板200和设于所

述盖板200和透明OLED显示基板100之间的封框胶300。具体地，所述盖板200朝向所述OLED

显示基板一侧还设有干燥剂210。由于OLED显示基板100对水汽极为敏感，设置干燥剂210可

以及时吸收水汽，减少水汽影响，提高产品质量。当然，所述透明OLED显示模组也可以采用
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其他封装形式制成，如采用Frit封装，通过在透明OLED显示基板100上布置玻璃粉和盖板，

通过将玻璃粉烧结为盖板形成密封，生成透明OLED显示模组；或采用薄膜封装，通过在透明

OLED显示基板100上覆盖薄膜封装层形成密封，生成透明OLED显示模组。

[0023] 以上所述实施例仅表达了本实用新型的实施方式，其描述较为具体和详细，但并

不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制，但凡采用等同替换或等效变换的形式所

获得的技术方案，均应落在本实用新型的保护范围之内。
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图 1

图 2
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摘要(译)

本实用新型提供了一种透明OLED显示基板及显示模组，该OLED显示基
板包括基底、设于所述基底上的阳极层、设于所述阳极层上的有机发光
层、设于所述有机发光层上的阴极层和设于所述有机发光层一侧的绝缘
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成斜坡、所述阴极层从所述有机发光层上通过所述斜坡延伸至所述绝缘
层上，所述斜坡的倾斜角度小于二十度。本实用新型的OLED阴极层在通
过所述斜坡延伸至绝缘层时可以有效保证阴极层的连续性，避免因爬坡
过大带来的不连续成膜，有效保证了阴极层不会出现局部电阻过大，提
高亮度均匀性，提高产品的显示质量。
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